






























专利名称(译) 具有第一半色调掩模的半透半反型液晶显示器制造方法，用于选择性地去除绝缘夹层/透明导电层，以及
用于选择性地去除不平坦表面的绝缘层的第二半色调掩模
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摘要(译)

公开了一种反射型LCD装置及其制造方法，其中该方法通过使用半色调
掩模和衍射曝光工艺来减少所需数量的掩模。此外，通过使用半色调掩
模和衍射曝光工艺，可以在像素区域的反射部分上形成期望的不平坦表
面，而不需要采用可能使反射电极下方的绝缘层劣化的热处理。因此，
可以在透射电极和反射电极之间使用有机绝缘材料。
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